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  本刊中 包含“光助Fenton试剂”
的 相关文章 
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光助光助光助光助Fenton试剂试剂试剂试剂氧氧氧氧化降解染料直接耐化降解染料直接耐化降解染料直接耐化降解染料直接耐晒晒晒晒黑黑黑黑G的的的的研研研研究 究 究 究  
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摘要摘要摘要摘要  文章研究了影响Fenton试剂氧化降解持久性有机污染物直接耐晒黑G的因

素，如光源的选择、初始pH值、H2O2
的用量、Fe

2+的用量、阳离子交换树脂载体

的引入等，通过研究确定了各因素的优化条件。研究结果表明：太阳光照能有效的

促进直接耐晒黑G染料的降解脱色，大大缩短反应时间;引入阳离子交换树脂后，可

增强Fenton氧化反应的活性，降解效果更好。  
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